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(21) 1-2020-07163 (22) 10/12/2020
(45) 27/03/2023   420 (43) 25/02/2021   395
(73) Viện Công nghệ mới/Viện Khoa học và Công nghệ Quân Sự (VN)

Số 17 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
(72) Nguyễn Văn Hoàng (VN); Nguyễn Văn Huống (VN); Phạm Hoài Nam (VN); 

Trương Đình Tuân (VN).

(54) CHẾ PHẨM DẬP BỤI VÀ CỐ ĐỊNH BỤI ĐỂ SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH 
PHUN SƯƠNG DẬP BỤI

(57)  Sáng chế đề cập đến chế phẩm dập bụi và cố định bụi để sử dụng trong quá trình phun 
sương dập bụi chứa:
     (A) chất hoạt động bề mặt,
     (B) polyme tích điện dương (polycation)
     (C) polyme tích điện âm (polyanion)
     (D) muối điện ly mạnh, và
     (E) nước.
Chế phẩm này nhằm loại bỏ bụi ra khỏi không khí và cố định, liên kết các hạt bụi với nhau 
tránh quá trình phát tán bụi thứ cấp, đặc biệt đối với bụi nguy hại như bụi phóng xạ.
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